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シンポジウム開催状況 

1. International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, 主な招待講演

者：P. Fischer, Lawrence Berkeley National Laboratory / T. H. M. Rasing, Radboud Univ. 

Nijmegen / S. Sugimoto, Tohoku Univ., 参加人数 500（外国人参加者数 100） 

2. International Conference of Asian Union of Magnetic Societies, 主な招待講演者：Hiro 

Akinaga, AIST, Japan / Russell Cowburn, Cambridge University, UK / Valentyn Novosad, 

Argonne National Laboratory, USA, 参加人数 500（外国人参加者数 350） 

3. 第 34 回日本磁気学会学術講演会, 参加人数 730（外国人参加者数 50） 

 

 

新聞報道（関連報道）など 

1. 中谷亮一・鈴木義茂, 日経産業新聞, 非シリコン材に IC 阪大など 薄膜素子で基盤技



2. 中谷亮一・鈴木義茂, 日刊工業新聞, マイクロ波集積回路 金属磁石薄膜で形成 阪大

など 基礎技術を確立, 2010/5/28 

  


